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(54) THIẾT BỊ TẠO PLASMA TẦM RỘNG DỌC TRỤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
CỘNG HƯỞNG ELECTRON XICLOTRON (ECR) TỪ MÔI TRƯỜNG KHÍ

(57)  Sáng chế đề xuất thiết bị tạo plasma, thiết bị này bao gồm ít nhất hai ống dẫn sóng 
đồng trục (4), mỗi trong số các ống dẫn sóng này đều bao gồm ống dẫn trung tâm (1) và 
ống dẫn ngoài (2) để đưa các sóng cực ngắn vào buồng xử lý, thiết bị này khác biệt ở chỗ, 
ít nhất hai ống dẫn sóng (4) phóng sóng điện từ được kết hợp với mạch từ (21-22) kéo dài 
theo một hướng, mạch từ này bao quanh các ống dẫn sóng bằng cách tạo ra từ trường có 
khả năng gây ra điều kiện ECR (Electron Cyclotron Resonance - cộng hưởng electron 
xiclotron) gần các ống dẫn sóng.
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